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Abstract (en)
This highly corrosion-resistant amorphous nickel alloy includes the compsns. (1) Ta (10-40 atomic %), Mo (the sum of Ta and Mo being 25-50
atomic %) and Ni (the remaining); (2) Ta (10 atomic % or more but less than 24 atomic %), Cr (the sum of Ta and Cr being 25-50 atomic %) and Ni
(the remaining); (3) Ta (10-40 atomic %), Mo and Cr (the total sum of Mo, Cr and Ta being 25-50 atomic %) and Ni (the remaining). Four other alloys
are also claimed. The alloy is produced by super quenching and solidifying molten metal.

Abstract (fr)
Alliage amorphe trés résistant a la corrosion, contenant de 10 a 40 % atomique de Ta et également Mo, Cr, W, P, B, Si, etc. Cet alliage peut étre
produit par trempe a trés basse température du métal en fusion, que I'on laisse ensuite solidifier. Cet alliage présente une bonne résistance a la
corrosion a température élevée, en présence de l'acide phosphorique, et est donc indiqué pour étre utilisé comme matériau structural dans une
installation ou on emploie I'acide phosphorique et comme séparateur dans des piles a combustible.
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